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' Introducéo

O metil paration (MP) €é um inseticida
organofosforado muito utilizado na cultura agricola
sendo uma substancia extremamente toxica. Varios
métodos sdo conhecidos para seu tratamento,
contudo os métodos eletroquimicos merecem
destaque pela versatilidade, eficiéncia energética e
uso de reagente limpo (elétron).

No presente trabalho é apresentado um estudo da
degradacéo eletroquimica do MP utilizando eletrodo
Ti/DDB comparativamente a um eletrodo comercial
(DSA-Cl,). A eficiéncia desses eletrodos de foi
avaliada sob diferentes densidades de corrente,
utilizando-se as técnicas analiticas instrumentais:
espectroscopia na regido do UV-Vis, cromatografia
liquida de alta eficiéncia (HPLC), cromatografia de
ions (IC) e carbono organico total (TOC).

Resultados e Discussao

O eletrodo comercial DSA-CI,® (Ti/30RuO,-70TiO5)
foi produzido pela De Nora do Brasil Ltda (E;). O
filme de DDB foi crescido sobre um substrato de
titanio pelo método HFCVD (98% de H, e 2% de
CH,) com fluxo total dos gases foi de 200 sccm e a
temperatura e pressio no reator de 650 °C e 40 torr.
A dopagem do filme com boro foi realizada por meio
de um fluxo adicional de H, (120 sccm) passando
por uma solugdo de B,O; em metanol (30.000 ppm)
com tempo de deposicdo total de 7 h e sera
designado E,. As degradacfes eletroquimicas do
MP foram realizadas em uma célula em formato
cilindrico de polipropileno. Os eletrodos com area
geométrica de = 3,14 cm? ficaram em contato com a
solugdo de MP 50 mg L com eletrdlito
H,S0,+K,S0, 0,1 mol L. Como catodo foi utilizado
platina e o eletrodo Ag/AgCI/CI" foi utilizado como
eletrodo de referéncia. As eletrdlises foram
realizadas em modo galvandstatico com densidades
de corrente de 25, 50, 75, 100, 150 e 200 mA cm ™2
A concentracdo do MP foi monitorada por HPLC,
Shimadzu Prominence com coluna C-18 e
espectrometria na regido do UV-Vis. Os ions
inorganicos formados no processo por um
34° Reuni&o Anual da Sociedade Brasileira de Quimica

cromatografo de ions, Metrohm 850 Pro e a taxa de
mineralizacdo foi acompanhada por um analisador
de carbono organico total (TOC), Shimadzu TOC-
VCPN O herbicida apresenta uma banda de
absorcdo no comprimento de onda de 277 nm
referente & transigdo eletrdnica TT—Tr . Os espectros
de UV-Vis mostraram o0 decaimento da
concentracdo do herbicida durante a eletrélise.
(Figura 1).
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Figura 1. A) Espectros UV-Vis registrados durante a
eletrdlise do MP a 50 mA cm™ com Eie B) E,.

Com E, o decaimento da concentracao foi maior do
gue o anodo E, A formacao de ions inorganicos
(nitrato e nitrito) foi observada para ambos os
eletrodos. Com E, atingiu-se mais de 75 % de
mineralizacdo do MP. Por HPLC observou-se a
formacédo de subprodutos de degradacéo a partir de
50 mA cm™ com os dois eletrodos além da remocéo
completa do pico do herbicida utilizando E,.

Conclusoes

O processo eletroquimico mostrou-se um método
eficiente de degradacdo do MP. Os anodos
utilizados foram capazes de proporcionar a
eletrooxidacdo do pesticida, contudo o eletrodo
Ti/DDB apresentou maior eficiéncia nas mesmas
condicdes que o eletrodo comercial DSA-CI,".
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